Elément sensible d’humidité

HYGROMER WA-1
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Avantages

* Meilleure stabilité a long terme

e Plage d’application:-50...170°C / 0...100 %HR
e Construction mécanique robuste

e Protection de la surface en PTFE

e Temps deréponse<15s

Applications
e Industries pharmaceutiques et alimentaires

e Industrie a haute température
e Industries chimiques, procédés et fabrication
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Courbe caractéristique normalisée WA-1
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Température/Humidité/Paramétres WA-1

Polynome des caractéristiques
Polynéme d’ordre 5 avec:
Y =A0 + Al*x + A2*x2 + A3*x3 + A4*x4 + A5*x5

A0 =2.00000E+02
A1=7.12550E-01

A2=-1.19025E-02
A3 =2.01789E-04
A4 =-1.59209E-06
A5=4.65615E-09

Caractéristiques techniques

Fenétre d'utilisation en climat atmosphérique

Humidité relative en %HR
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Température en °C

Capacité 220 pF +50 pF

g:lrln"rlr;:it:;uhhsatlon de 0..100 %HR

i?pmé:at:ut::hsatlon dela 50..170°C

Précision a 23°C pour une

courbe caractéristique +1.0 HR

optimale

Hystérése (4h chaque

18 %R 92) %R~ 15 %HR) | 0> PR

Temps de réponse <15 secondes (tes, 23 °C et 1 m/sec.
vitesse du vent)

Stabilité a long terme <1 %HR/an

Influence de la température | Environ-0,15 %HR / °C entre 30...90 %HR

Gamme de fréquence 5...50 kHz

Tension de tenue +12VDC

rotronic

ProcessSensing.com

MEASUREMENT SOLUTIONS
A PST BRAND



Contaminant/polluant Formule Valeur MAC Concentration constante admissible

IN-1 HH-1 HT-1

ppm mg/m? ppm mg/m? ppm mg/m? ppm mg/m?

Acétone CH3COCH3 1000 2400 3300 8000 3700 9000 3300 8000
Ammoniaque NH3 25 18 5500 4000 5500 4000 5500 4000
Pétrole 300 1200 150000 150000 150000
Chlore Cl2 0.5 1.5 0.7 2 1.5 4.5 0.7 2
Acide acétique CH3COOH 10 25 800 2000 1000 2500 800 2000
Acétate d'éthyle CH3COO0C2Hs5 | 400 1400 4000 15000 4000 15000 4000 15000
Ethanol C2H50H 1000 1900 3500 6000 5800 10000 3500 6000
Ethyléne glycol HOCH2CH20H | 100 260 1200 3000 1200 3000 12000 3000
Formaldéhyde HCHO 1 1.2 2400 3000 2400 3000 2400 3000
Isopropanol (CH3)2CHOH 400 980 4800 12000 6000 15000 4800 12000
Méthanol CH30H 200 260 3500 6000 6000 8000 3500 6000
Méthyl éthyl cétone CoH5COCH3 200 590 3300 8000 3300 8000 3300 8000
Ozone 03 0.1 0.2 1 2 1.5 3 1 2
Acide chloHRydrique HCl 5 7 300 500 300 500 300 500
Dioxyde de soufre SO» 5 13 5 13 5 13 5 13
Sulfure d'hydrogéne H2S 10 15 350 500 350 500 350 500
Gaz nitreux NOx 5 9 5 9 5 9 5 9
Toluéne CeH5CH3 100 380 1300 5000 1800 7000 1300 5000
Peroxyde d'hydrogéne H202 1 1.4 90 130 880 1200 90 130
Xyléne C6H5(CH3)2 100 440 1300 5000 1800 7000 1300 5000

Les donnéesindiquées sont des valeurs indicatives. La résistance du capteur dépend fortement des conditions de température et d’humidité
ainsi que de la durée d’exposition au polluant. Erreur admissible due au polluant: +2 %HR (10...90 %HR)
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